(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES 
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG 



(19) Weltorganisation fur geistiges Eigentum 
Internationales Euro 

(43) Internationales Veroffentlichungsdatum 
15. September 2005 (15.09.2005) 




PCT 



lllllllllllllllllllllli^ 

(10) Internationale Veroffentlichungsnummer 

wo 2005/086235 A3 



(51) Internationale Patentklassifikation : HOIL 25/10, 

23/498 



(21) Internationales Aktenzeichen: 

(22) Internationales Anmeldedatum: 



PCT/DE2005/000307 



23. Febraar 2005 (23.02.2005) 

(25) Einreichungssprache: Deutsch 

(26) Veroffentlichungssprache: Deutsch 

(30) Angaben zur Prioritat: 

10 2004 010 614.2 2. Marz 2004 (02.03.2004) DE 

(71) Anmelder (Jur alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von 
US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St. 
Martin-Str. 53, 81669 Munchen (DE). 

(72) Erfinder;und 

(75) Erfinder/Anmelder (nur Jur US): HAGEN, Robert- 
Christian [DE/DE]; Schlosssteig 21, 93092 Sarching 
(DE). POHL, Jens [DE/DE]; Sudetenstr. 5a, 93170 
Bemhardswald (DE). 



(74) Anwalt: SCHAFER, Horst; Schweiger & Partner, Karl- 
Theodor-Str. 69, 80803 Munchen (DE). 

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fiir 
jede verfiigbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, 
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, 
CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, 
GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, 
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, 
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NT, NO, NZ, OM, PG, 
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, 
TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, 
ZA, ZM, ZW. 

(84) Bestumnungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fur 
jede verfiigbare regionale Schutzrechtsart): ARIPQ (BW, 
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, 
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, 
TJ, TM), europaisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, 
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, 

[Fortsetzung aufder ndchsten Seite] 



(54) Title: BASE SEMI-CONDUCTOR COMPONENT FOR A SEMI-CONDUCTOR COMPONENT STACK AND METHOD 
FOR THE PRODUCTION THEREOF 

(54) Bezeichnung: BASISHALBLEITERBAUTEIL FUR EINEN HALBLEITERBAUTEILSTAPEL UND VERFAHREN ZUR 
HERSTELLUNG DESSELBEN 




< 
m 

00 

(57) Abstract: The invention relates to a base semi-conductor component (1) for a semi-conductor stack (2). The base semi-con- 

ductor component (1) comprises a semi-conductor chip (3) which is arranged in a central manner on a firm wiring substrate (4). 

The wiring substrate (4) comprises contact connection surfaces (8) in the edge area thereof (6,7), which are in contact in an electric 
^K^l manner with external contacts, also with contact surfaces of the semi-conductor chip (3), and with stack contact surfaces (17). The 
^ stack contact surfaces (17) also form the upper side of the base semi-conductor component (1) and comprise an arrangement pattern 

(16) which corresponds to an arrangement pattern of external contacts of a semi-conductor component which is to be stacked (19). 
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(57) Zusaimnenfassung: Die Erfindung betrifft ein Basishalbleiterbauteil (1) fur einen Halbleiterbauteilstapel (2), wobei das Ba- 
sishalbleiterbauteil (1) einen Halbleiterchip (3) aufweist, der auf einem steifen Verdrahtungssubstrat (4) zentral angeordnet ist. Das 
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